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Rubrique: Inscriptions au registre du commerce
Sous-rubrique: Mutation

Date de publication: SHAB - 18.09.2018
Numéro de publication: HR02-1004457942
Canton: VS

Mutation Technopieux Valais Sarl, Sion

Technopieux Valais Sarl

Av. de Tourbillon 100

1950 Sion

IDE: CHE416666299

Forme juridique: Société a responsabilité limitée (SARL)
Siege: Sion

Technopieux Valais Sarl, a Sion, CHE-416.666.299, société a
responsabilité limitée (No. FOSC 33 du 17.02.2016, Publ.
2673363). Personne(s) et signature(s) radiée(s): Trinez, Jean-
Jacques, ressortissant francais, a Toulon (FR), associé et gé-
rant, avec signature collective a deux, pour 200 parts sociales
de CHF 100.00. Inscription ou modification de personne(s):
Mille, Guillaume, ressortissant francais, a Le Muy (FR), associé
et président des gérants, avec signature individuelle, pour
400 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et
président des gérants, avec signature collective a deux, pour
200 parts sociales de CHF 100.00].

Précédente publication dans la FOSC:
Date de la publication dans la FOSC: 17.02.2016
Numéro de I'édition de la FOSC: 33

Remarques:

Cette annonce est publiée sur la base d'une modification
non précisée

La mutation de I'entité juridique mentionnée a été effectuée
dans le registre du commerce.

Publication selon les art. 9 et 35 ORC.

Registre journalier no 2345 du 13.09.2018

Office cantonal du registre du commerce respon-
sable:
Registre du commerce du Valais Central

Entité de publication:
Bundesamt fur Justiz (BJ), Eidgenossisches Amt fiir das Han-
delsregister, Bundesrain 20, 3003 Bern
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